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Os pré-tratamentos baseados nos sistemas siloxano-PMMA tém mostrado resultados promissores atraindo também a atencao
das industrias nos ultimos anos, pois esses revestimentos hibridos melhoram as caracteristicas de protecao contra a corrosao
das folhas de flandres e as propriedades de adesao dos revestimentos organicos sobre esse substrato, além de provocar

menores impactos ambientais comparados a cromatizacao. O objetivo do presente trabalho é revesti
um filme hibrido obtido a partir de um sol constituido pelos precursores alcodxidos: 3-(trimetoxisilil
poli(metacrilato de metila) PMMA e tetraetoxisilano (TEOS) variou-se em trés niveis a concentracao ¢

r as folhas de flandres com
oropil)metacrilato (TMSM),
e TEOS (1, 2 e 3). Os filmes

foram obtidos pelo processo de dip-coating e tratados termicamente por 3 horas numa temperatura ©

e 160 °C.

MATERIAIS E METODOS Potencial de Circuito aberto e curvas

Os filmes hibridos foram obtidos sobre o substrato de folhas de  j3) 0.05. b) 0.3 EE—
flandres a partir de um sol constituido pelos precursores silanos: o 0,40 — TIN3
3-(trimetoxisililpropil)metacrilato  (TMSPMA - C,,H,,0.Si)) e -0.201 s TN
tetraetoxissilano (TEOS - CgH,,0,Si), com adi¢do de metacrilato de 28 R ?’8322

metila (MMA). A metodologia sol-gel foi empregada na o :3;jg; n ggg

preparacdo dos materiais hibridos orginico-inorganicos. Na o] 054]

preparacdo da fase inorganica, foi realizada a sintese dos :8;22:} ggg

precursores TEOS e TMSM esses foram misturados a 60°C por 1 '0'7(1’0-10 10° 10° 107 10° 10° 10° 10° 107 0 600 1200 1800 2400 3000 3600
hora e a hidrdlise foi efetuada em meio de pH=3, utilizando acido log i (A/em?) Time (s)

nitrico como catalisador e etanol e agua como solventes. Os filmes
foram obtidos pelo processo de dip-coating, com velocidade de Espectroscopia de Impedancia

Graficos: (a) medida de potencial de circuito aberto e (b) curvas de polarizacao.

Eletroquimica

retirada 14 cm.min™l. Posteriormente, os substratos revestidos g) °° > >

D

foram tratados termicamente (cura) a uma temperatura proxima ' 451
de 160°C por 3 horas sob uma taxa de aquecimento de 4.0

5°C/minuto. N 35.

Amostra Descricao 2 30.

TIN3 Folha de flandres revestida c/ filme hibrido ¢/ adicao de TEOS -

(nivel 1), c/ acido nitrico e pH=3 ]

T2N3 Folha de flandres revestida com filme hibrido com adic&o de 2.0-

TEQOS (nivel 2, maior concentracdo de TEOS em relacdo ao -

nivel 1), ¢/ acido nitrico e pH=3. .

4.5

Folha de flandres revestida c/ filme hibrido c/ adicdo de TEOS |
4.0-

(nivel 3, maior concentracao de TEOS em relacao ao nivel 2),
c/ acido nitrico e pH=3.
FI Folha de flandres sem revestimento.

RESULTADOS E DISCUSSAO
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(b) 96 horas de imersao.
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1,36 + 0,39
5,71 £ 0,22
4,07 £ 0,27

Micrografias obtidas por MEV com corte tnsversal para a determinacao da espessura de
camada para os sistemas: (a) TIN3 (b) T2N3 e (c) T3N3.

a)

T1N3, (c) T2N3 e (d) T3N3.

CONCLUSOQES

Diagramas de Bode obtidos para a folha de flandres sem revestimento e pds-tratado com
os filmes hibridos siloxano-PMMA em solucdao de NaCl 0,05 M: (a) 24 horas de imersao e

b) c) d) Imgens obtidas ap0s 96 horas de impedancia eletroquimica para as amostras: (a) Fl, (b)

melhor desempenho nos testes elet

resisténcia a corrosao.
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Os resultados mostraram que as amostras TIN3 e T2N3 apresentaram o

roquimicos. Para esses filmes
senca de fissuras. O filme de

do angulo de contato: (a) Fl, (b) siloxano-PMMA hibrido obtido com maior concentracao de TEOS (T3N3)
TIN3, (c) T2N3 e (d) T3N3. apresentou fissuras devido a intensa densificacdo do filme promovida
pela adicao excessiva de TEOS, comprometendo desse modo a
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